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‘nos, en el que un material fotosensitivo consistente en un

-ber, en forma de un dibujo constituido por pequetios puntos
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El invenvo se refiere a un procedimiento para confec-

cionar un clisé de impresioén plana impresor de medios to-

portador de capa ecopiativa y una capa copiativa fotosensi~'
tiva situada encima, se expone a través de una muestra de
medios tonos, sin utilizar un reticulo, reveldndose a con-
tinuacién la capa coplativa.

s conocido el confeccionar cliséds de impresidn plana

pvor via fotomecdnica, para lo cual un material fotosensiti
vo consistente en un portador de capa copiativa y una capk
copiativa fotosensitiva situada encima, es expuesto hajo
intercalacién de una muestra que se corresponde con el di-
bujo de la escritura o0 imagen a imprimir, y se revela la
capa copiativa expuesta. Debids al revelado se produce a
partir de la capa copiativa la imagen inmpresa del élisé, es
decir, que se producen lugares de imdgen aceptantes dé tin-
ta, ¥ 1ugafes_exentos de imagen hidrofilos, que repélén la
tinta. Si han de imprimirse medios tonos con el clisé, se
coloca durante la exposicidém de la capa copiativa, ademds
de la muestra, un denominado reticulo entre la fuenfé lumi-
nosa y la capa copiativa. El reticulo provoca que se evite

la exposicidén de la capa copiativa en ciertos puntos, a sa-!

dispuestos regularmente o por lineas finas entrecruzadas.
Se podria decir que la exposicidn a través de un reticulo
es una exposicién heterogénea.

BEs sabido también qie, en determnados casos, se pueden
pfoducir clisés de impresidén plana impresores de medios to-
nos por via fotomecdnica, sin emplear un reticulo durante

la exposicidén de la capa copiativa. Esta clase de exposicidp




10

16

20

25

30

de ana-capa copiativa a través de una o mds muestras de men.
dios tonos se designa como exposicilm "homogénea" en la des-
ceripeién siguiente y en las reivindicaciones existentes al
final. . g

Para el procedimiento conocido de confeccidn de clisés
impresores de medios tonos por via fotomecdnica, en el que
tiene lugar una exposicidén homogénea a través de una muestra
de medios tonos, se precisa emplear un material con el que
se obtienen clisés que imprimenm un dibujo positivo de la
muestra de medios tonos empleada en la exposicidn.

Para el procedimiento conocido se suponia que era pre-
¢ciso que la capa copiativa fotosensitiya fuera muy delgada.
Las capas copiativas empleadas en el procedimiento conocido
consistian por lo tanto casi sienpre en un 100%. en un com-
puesto fotosensitivo. En algunos casos el contenido de sus-
tancia fotosensitiva en la capa copiativa era inferior a
100 %, pero no obstante eran en todos los casos de ai menos
80 % en peso. Como consecuencia del pequefo espesor de la
capa, los clisés de impresidén plana obtenidos por el proce-
dimiento conocido se desgastaban de manera relatiﬁamente Té~
pida al imprimir con ellos. Tampoco la graduacién de valores
de tonos de los clisés de impresidn plana obtenibles de la
manera conocide es lo suficientemente grande, para que no
surja el deseo de una mejora.

La misién del invento es el eliminar los inconvenien-
tes citados anteriormente del procedimiento conocido para lg
confeocién fotoneddnica de clisés de impresién plana impre-
sores de medios tonos. Para la solucidén de este problema se
parte del procedimiento conocido para la confeccidén de un

clisé de impresidn plana impresor de medios tonos, en el que
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' 1a capa copiativa de un material copiativo fotosensitivo

consistente en un portador de capa copiativa con superficie
noderadamente ésperé ¥ en una capa copiativa fotosensitiia
situada encima de ésta, que contiene al menoé'un compuesto
orgdnico fotosensitivo ¥y eventualmente resina, se expone
homogéneamente a través de una muestra de medios tonos, re-
veldndose seguidamente. Ahora bien, conforme al invento se
procede de modo que se emplea un material copiativo fotpsen—
sitivo, en cuya capa copiativa estd contenida una sﬁstancia
absorbente de la luz, que z2bsorbe luz en la misma zona del
egspectro luminoso, que el compuesto fotosensitivo.

En la capa copiativa del material fotosensitivo a em~
plear en el procedimiento estédn contenidos compuestos orgd-
nicos fotosensitivos, en los que un cuanto de luz activo
unicamente hace que en cada caso reaccione una séla moléecu-
la. El aprovechamiento conseguible en la exposicién de los
cuantos de luz irradiados, no es por lo tanto en ninéﬁn cé—
so superior a 1. El empleo de materiales copiativos que con-
tienen capas fotopolimeras, por ejemplo, no entra dentro del
marco del invento. Los compuestos fotosensitivos del mate-
rial fotosensitivo a emplear conforme al inNentO‘son; porl
ejenplo, compuestos fotosensitivos que pfesentan Ja estruc-
tura quimica de una naftoquinondiazida, de una iminoquinon-'

diazida, de una sal de difenilanin-4-diazonio, o de un o-ni-

trobenzaldehido. Tales compuestos son en si conocidos, ¥y ni| -

estos compuestos en si, ni tanpoco su utilizacidn para los
fines de la reproduccidn fotomeqénida, son objeto del invend
to, a excepcidn de su utilizacidén para la confeccibn de cli
sés de impresién plana impresores de medios tonos, 1llevando

a cabo para ello una exposicidn homogénea de la capa copia-

tiva.
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El compussco fotosensitivo de la ecapa 00piat1va a em=-
plear absorbe por lo general la luz en la zona del espectro
luminoso que presenta la parte del ultrav1oleta contiguo al
violeta visible, o bien tamblen el violeta viszble o el
azul., La sustancia ahsorbente de luz existente en la capa
copiativa a utilizar, debe absorber luz en la misma zona
del espectro 1uminoso: Sustancias absorbentes de luz apro-
piada, som en especial: |
Azocompuestos, por ejemplo, azobenzol, hidroxiazoben-
zol, fenil-azo-femil-2-naftilamina o dietilaminoazo-
bengol},
azometinos, por ejemplo, 2-hidroxi~N-(2-hidroxibenzili
| den)-anilina o fenilglioxalfenil-hidrazona; .
nitrocompuestos,‘por ejemplo, dinitrodifenilaﬁina, 2,
2°-dinitro-4-hidroxidifenilamina 6 2-(2’,4 -dinitrofe-
_nilamino)-naftalina;
7 derivados de la benzofenona, por ejemplo, dihidroxi-

benzofenona;

» quinonas, por ejemplo, 1-aminoantraquinona 6 1-hidroxit

antraquinonag;
compuestos heterociclicos con contenido de nitrbgeno,
por ejemplo, 2-hidroxifenilbenzotriazol 6 1=/8 - (B-ne-
tilaminoetilsulfonil)—feni;7L3~p-clorofeni1-z&Q;pira-
zolina;
calconas, por ejemplo, 2,4-dihidroxi-calcona.
Las sustancias absorbentes de la luzp pueden esuvar presentes
en ia capa copiativa en distribucidn molecular, es decir,en
sgluciin sflida, o bien en forma de pequefias particulas sus-
pendidas. En forma de particulas suspendidas se pueden em-

plear especialmente pigmentos colorantes, por ejemplo, na-
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[[del compuesto fotosensitivo. La sustancia absorbente de la

tiva estd contenida, ademas del compuesto fotosensitivo,

con &cido acético, resol, acetato de polivinilo o polivi-

.
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ranja brillante de indantreno GR (Color Index 71 105) o vio-

leta permanente RL (registrado en Color Index como violeta

La gama de absorcidn de la sustancia absorbente de luz

debe recubrir,al menos parcialmente, a la zona de absorcidn

luz debe a este particular absorber al menos luz en la gama
del espectro, en la que la luz que provoca la reaccidn del
compuesto fotosensitivo es absorbida por este de manera méxi
ma.La canbtidad de ld sustancia absorbente de luizﬁciende ﬁor
lo general a 5 hasta 300%,con relacién al pesd del compuesto
fétosensitivo.Preferentementé se emplean 5 hasta 190%.
Es sabido que en muchos casos se puede conseguir

4con un clisé de impresidn plana‘ confeccionado por via fotof
mecénica, una tirada de impresidn més elevada que cuando pa-

ra su confeccidn se utiliza un material, en cuya capa copia-
una resina, tal como, por ejemplo, una novolaca modificada

nilpirrolidona. Tal com se ha descubiero dentro del
marco del presente invento ante la natural sorpresa, es -
ventajoso poner en practica el procedimiento conforme al
invento de Vmodo que se emplee wun mabterial copiativb,
cuya capa copiafiva contenga resina, ademés del compuesto
fotosensitivo y de la sustancia absorbente de la luz. Ia
magnitud més favorable del contenido de resina depende

de 1la clase del material copiativo empleado, o bien del
procedimiento aplicado para la confeccidn del dlisé de im=-
presién plana. Si se utiliza un material copiativo cuya ca-

pa copiativa proporcione, mediante la exposicidén y el reve-
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cle del portador de la capa cbpiativa del material copila-

la magnitud de su hidrofilia, as{ como también para modi-
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tra de medios tonos empleada, entonces la capa cOpiétiva
\ ) .
contiene preferentemente 0 2 50% de resina, con relacidn
al peso del compuesto fotosensitivo contenido en ella. Si
se emplea un material copiativo, cuya capa copiativa pro-
porciona, mediante 1a exposicién ¥y el revelado, una imaéen
impresa positiva en relacién con la muestra de medios to-
nos empleada, entonces la capa copiativa contiene pfefe-
rentemente 25 a 600% de resina, con relacidén al peso del

compuesto fotosensitivo contenido en ella.

En el procedimiento conforme al invento, la superfi-

tivo empleado debe ser moderadamente dspera, por lo que
debe entenderse que la profundidad de la aéperizacién ha
de ascender a 0,5 a 40 micras (0,0005 a 0,040 mm). Prefe-
rentemente se emplean portadores de capa copiativa bonsis—
tentes en metal, especialmente en aluminio o cine, con
una profundidad de asperizacién de 1 a 10 micras. L% super-
ficie mod-eradamente dspera del portador de capa copiativa
puede estar preparada, para mejorar su resistencia de

adherencia frente a la capa copiativa, o hién para elevar

ficar otra de sus propiedades fisicas o quiniecas,

Conforme al invento se obtienen clisés de imprésién
plana, que reproducen los medios tonos mas hlandamente ¥,
en parte, en medida considerablemente mis blanda, que los
clisés de impresidn plana hasta ahora conocidos. Xl inven-
to hace posible también la confeccibén de clisés que.impri;
men una imagen negativa, con relacidn a la muestra de me-

dios tonos sin reticular, que ha sido empleada. Mediante

Wik o .
ﬂ'*@:‘“d&é{#ﬁmuw“- R
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Léf‘ihvénto es posible asimismo hacer uso en la confeccidn |
de clisés de impresidén plana impresores de medios tonos,
empleando una exposicién homogénea, de la accién favora-
ble que ejerce un contenido de resina en-la capa oopiati—’
va sobre la calidad del clisé obtenido, sin tener qﬁe pa~
sar por una pérdida de calidad..‘
¥jemplo 1

Una placa de aluminio asperizada por via mecénica,
se recubre con una -solucibn. de 2% eﬁ peso de 2—[ﬁaffoqui—
non-(1,2)~diazido-(2)—sulfoniloxi—(527—2'—hidroxi—dinafﬁil—
metano, 1 % en peso de novolaca (llama de fusibn: 75 a
83° C) ¥y 1 % en peso de 1-hidroxiantraquinona, en una mez-
cla a base de una parte en vo-lumen de dimetilformamida
¥y tres partes en volumen de monometiléter glicélico, ¥ )
se seca. : | ;

51 el material copiativo asi obtenido se expone du-
rante 7 minutos a través de una cufia de matices bajo una
ldmpara de arco voltaico de 60 amperios instalada a:una
distancia de 110 cm, ¥ se revela con una solucidn de fos-
fato sédico al 5 %, entonces se obtiene un clisé paia im-
presidn offset con una graduacién de valores de tonas §us-
tancialmente mas blanda que en un clisé de impresién.offset
que haya sido confeccionado de la misma manera, pero con
un nmaterial copiativo que no contenga 1-hidroxiantraquino-
na en la capa copiativa. A1 imprimirse con el clisé de
impresidén offset confeccionado éonforme al invento, se
reﬁrodueen mds del doble de matices de la cufia de matices,
que con el clisé de impresidn offset confeccionado de mane-|
ra similar (6 y 3 matices de cuiia, respectivamente).

+
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Se disuelven 1 g de 4-/maftoquinon-(1,2)-diazido~(2)-
sulfoniloxi-(5)/~2,3-dihidroxi-benzofenona, 1,5 g de 2,2%-
bis~[ﬁaftoquinon—(1,2)-diazido;(2)-sulfoniloxi-(527L§inaf-
til-(1,1")-metano, 7 g de novolaca (gama de fusidén: 108 a
118° ¢) y 1 g ae 2-/2',4"-dinitrofenilamino/-naftalina, én
80 g de monometiléter glicdlico y 20 g de butilacetato, re-

vistiéndose con ello una hoja de aluminio asperizada por via
mecanica.

El material copiativo asd obtenido se expone a través

~de una muestra de medios tonos positiva sin reticular, y de

una cufia de matices, bajo una ldmpara de arco voltaico de 3
fases, de 60 amperios, aproxiﬁadaﬁenﬁe durante 12 minutos a
una distancia de 110 cm, y se iéveia lo mismo que en el
ejemplo 1 de mds arriba., Se obtiene una buena imagen impre-
sa, que se correspohde con la muestra de medios toros. Ia
’imagen,impresa de 1a cuiia de matices presenta 8 matices.

Un clisé confeccionado &e mahera andloga con uﬁ mate~
rial sin el contenido de sustvancia absorbente de lué a em-
plear de acuerdo con el invento, imprime finicamente ‘4 mati-
ces, | ;

Resultados igualmente buenos se obtienen si, eﬁ lugar
de la 2-/2',4'-dinitrofenilamino/-naftalina, se emplean 2-
hidroxi-N-(2-hidroxibvenziliden)-anilina o el pigmento na-
ranje.brillante de indantreno GR (Color Index n® 71105),'fi
namgnte molido. En este Ultimo caso se muelen los componen-
 tes restantes durante 5 horas en un molino de bholas, para

una me jor suspensidén del pigmento.

"y

Ejemplo 3

Se prepara una solucibén de 0,26 g de 4-/Haftoquinon~

4




10

16

20

28

30

: (1,2)-diazido-Qmsulfoniloxi-(517-2,3—dihidroxi—bengofenona;
0,14 g de 2,2'-bisQ[ﬁaftoquinon-(1,2)-diazido—(2)-éul£onil—
oxi-(5)7-dinaftil-(1,1')-metano, 2 g de novolaca (gama de
fusién: 108 a 118° ¢), 0,6 g de 2-hidroxiLNA(2~ﬁidroxi~ben-
ziliden)-anilina y 0,6 g de 2,4-dimitrodifenilamina, en 100
nl de una mezcla de disolventes a base de 4 parte eﬁ;volﬁmen
de monometiléter glicblico y 1 parte en volumen de hutiYace
tato., La solucidén se aplica sobre aluminio asperizado por
via mécénica, ¥y se seca la capa producida. f

Bl clisé presensibilizado asi confeccionado se expone
durante 20 minutos bajo una ldmpara de arco de 60 amperios
instalada a 110 cm de distancia, & través de una cufia de ma-
tices, ¥ se revela con ﬁn revelador alealino acuoso. Se ob-
tiene una imageﬁ impresa que reépresenta una copia muy blan-
da de la cuia de matices, ¥ que proporciona impresiones en
las que se reproducen.?’matices'&e la cudia de matices;

Un clisé obtenido dé nanersa ahéloga, pero suprimiendo
las sustancias absorbentes de 12 luz, imprimid vnicamente 3
matices. A

Una solucibn de 3% en peso de 4—Zﬁaftoquinon-(1;2)-di-‘-
azido-2-sulfoniloxi-(5)7-2,3-dihidroxi~benzofenona, % % en
peso de novolaca (gama de fusiém: 90 a 105° ¢) ¥ 2 % en pe-
so de 1-/Z'~(B-metilamino-etil-sulfonil)-fenil/-3-p-clorofes
nil~z&2—pirazolina, se aplica sobre aluminio asperizado por|
via electrolitica, y se seca.

Bl material copiativo asi obtenido sé expone a xravés
de un diaposifivo fotografico (durente 8 minutos bajo una
l4mpara de xenén de 5000 W). Se revela con un revelador al-

calino acuoso., la imagen impresa del clisé obtenido muestra
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I el compuesto de piragzolina.

‘ . - . . .
b 5 matices. unicamente 3 matices muestra la imagen impresa de

un clisé confeé¢cionado-del mismo modo, si bien suprimiéndosg

Ejemplo 5 A

3 g de 4,4'-bis-/Maftoquinon-(1,2)-diazido-(2)-sulfo-
niloxi—(5)7~2,2'—dihidroxifénilo{v3 g de acetato de polivi-
nilo (gama de ablandamiento: 80 a 90° ¢), 0,5 g de dietil-
aminoaszobenzol, disueltos en 100 ml de monoetildter glicéli-
co, se depositan sobre una placa de aluminio asperiz?da por
vie mecdmica, y se secan.

Bl material asi obtenido se expone a través de ﬁn dia-
positivo fotogrifico y de una cufia de matices durantg apro-
ximadamente 6 minutos,hbajo una ldmpara de arco voltaico de
5 fases, y se revela lo mismo que en el ejemplo 2. Se impri-
me con el clisé obtenido en una méquinarde impresiénfoffset.
La cufia de matices aparece en las impresiones en 9 matices,
frente a 6 matices que aparecen al imprimirse con un clisé
obtenido de manera andloga, sin emplear el dietilaminoagzo-
benzol. El clisé confeccionado conforme al invento es bien
apropiado para la reproduccién directa de fotografias en im-
presibn offset.
Ejemplo 6

Se disuelven 0,4 g de 3-formil-4-nitrofenil-(1)-p-éstey
benzbico, 0,4 g de novolaca (gama de fusién: 108 a 118° ¢,
0,05 g de 2 hidroxi-N-(2-hidroxibenziliden)-naftalina, en 1
g de rnonometiléster glicbdlico, se proyecta la solucibn sobre
aluminio asperizado por via mecdnica, y se seca la capa apli
cada.

El material asi obtenido se expone durante 24 ﬁinutos

bajo una limpara de xendn (5000 W) a una distancia de 50 cn




10

15

20

25

30

-12 =

] 3792 728

a traves de una cufia de matices, se revela con un revelaeor

j 1959

alcalino acuoso y se obtiensn cllses, cuya imagen impresa
representa una copla de la cuna de matlces, que reproéuce 9
matices en la 1mpre81on. .

Un clisé .confeccionado de la misma manera, si bien su-
primiendo la 2-h1drox1-n-(?-hldroxlbenz11iden)-anillna, re-
produce tnicamente 7 matlceq de la cuiia de matices.
¥ jemplo 7

Se disuelven 2 g de 1-/Z'-metilfenil-1'-sulfonil-ini~
ng7~2-(2",5"-dimetilfenilamino-sulfonil)-benzoquinon;(1,4)-
diazida-(4), 0,5 g de una novolaca con contenido de érupos
carboxilicos (obténida mediante conﬁensacién con 4ecido clo-
roacético) y 0,3 g de é,4—dinitrodifenilamina, env1Qd g de
monometiléter glic6lico, se reviste con esta solucién una

placa de aluminio asperizada por via mecdnica, y se seca la

capa aplicada.

El material copiativo asi obtenido se expone a Aravés
de un negativo fotogrdfico y de una cufia de matices ‘durante

4 minutos, bajo una lédmpara de arco de 3 fases (60 amperios

instalada a 1,1 m de distancia, y se revela con un revela-

dor acuoso que contlene 1% en peso de metasilicato sddieo

¥y 0,05 % en peso de hidrdéxido de estroncio. Se ohtiene un

clisé, cuya imagen impresa reproduce 4 matices de ld cufia d¢

matices.

Un clisé que se confecciona de la misma manera, si bie:

supriniendo la 2,4-dinitrodifenilamina, reproduce lnicamen-
te 1 matiz de la cufia de matices.
Ejemplo 8

Se disuelven 5 g de una resina diazo ohtenida mediante

condensacidn de p-diazodlfenl amina y formaléehido, O 58

k
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1 g c¢e pelivilpirroiidina con un peso molecular de aproximada-

mente 40000, y 4 g de 1-fenilazo-N-fenil-2-naftilamina, en
1000 e.c. de monometiléter glicélico, y con ello se reviste
una hoja de aluminio cepillada, tratada con dcido polivinil
§ fosfénico conforme a la batente alemana n® 1.134.093. Si se
expone a través de una cuia de matices durante 15 minutos
bajo una lémpara de arco voltaica de 60 amperios, instalada
& 110 cm de distancia, entonces se obtiene, despﬁés del re-
velado con agua, un clisé que, en la impresidn, rep#oduce 4
10 matices de la cufia de matices. Un clisé confeccionado de mat
‘nera andloga, sin emplear la 1-fenilazo-N-fenil-2-naftilami+
na, reproduce Ynicamente 2 matices.
En resimen, la Patente de Invencién que se solieita det
berd recaer sobre las siguientés: |

18 - REIVINDICAGIONES

1. Un procedimiento para la confeccidn de un clisé de
impresidn plana impresor de medios tonos, en el que ‘la capa
copiativa de un material copiatico fotosensitivo, q&e con-
siste en un portador de capa copiativa con una superficie
20 moderamente dspera y en una capa copiativa fotosensitiva si}
tuada encima de dicha capa y que contiene al menos un come
puesto orgénico fotosensitivo y, eventualmente, una resina,

se expone homogéneamente a través de una muestra de medios

tonos, revelandose seguidamente, caracterizado porque se en

K]

a8 plea un material copiativo fotosensitivo, en cuya capa co-

piativa estd contenida una sustancia absorbente de la lusz,
qQue absorbe luz en la misma zona del espectro luminoso que
el compuesto fotosensitivo.

2. Un procedimiento de acuerdo con la reivindicacidn

30 1, caracterizado‘porque se emplea un material copiativo, en

2 |

7 L . SN
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! cuya caps coplaiiva presenta el compuesto fotosensitivo la

1 a 3, caracterizado porque se enmplea un material copiativo}
fotosensitive y de la sustancia absorbente de la luz.

1, caracterizado porque se emplea un material copiativo, cu

estructura quimice de una néftoquinondiazida, de una imino-
quinondiazida, de una sal de difenilamin-4-diazonio o de un
o-nitrobenzaldehido. '

3. Un procedimiento de acuerdo con las reivindicacio-

ness 1 6 2, caracterizado porque se emplea un material copia
tivo, en cuya capa copiativa estdn contenidos, con relacibn

al peso del compuesto fotosensitivo, 5 a 100 % de la sustan

cia ahsorbente de la luz.

3

4. TUn procedimiento de acuerdo con lasreivindicacidne
cuya capa copiativa contiene resina ademds del compuesto

- 5. Un procedimiento de acuerdo con la reivindicacién

ya capa copiativa proporciona, mediante la exposicién y el
revelado, una imagen impresa negativa con relacién a la
nuestra de medios .tonos empleada, ¥ que, con respecéo al
peso del compuesto fotosensitive en ella contenido,éconfie~
ne 0 a 50 % de resina.

6. Un procedimiento de acuerdo con la reivindicacidnm }

4, caracterizado porque se emplea un material copiativo, cuj

ya capa copiativa proporciona, mediante la exposicién y el
revelado, una imagen impresa positiva con relacidn a la '
muestra de medios tonos empleada, ¥ que, con respecto al
peso del compuesto fotosensitivo en.ella contenido, conmie~r
ne 25 a 600 % de resina.

7. Se reivindica por 0ltimo, como objeto sobre el
que ha de recaer la Patente de Invencidn que se solicitas

"UN PROCEDIMIENTO PARA LA CONFECCION DE UN CLISE DE'IMPREe
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SION PLAWA IIPIESOR DE MEDIOS TONOS™.

Todo conforme queda descrito y reivindicado en

la presente Memoria descriptiva que consta de quince péagi-
nas mecanografiadas.

Madrid, 20 Octubre 1969

BERNARDO UNGRIA
b.p.
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